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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja fotoinicjujgca polimeryzacje, zwtaszcza dla potrzeb
stomatologii, poligrafii, stereolitografii, holografii oraz produkcji lakierow i klejow fotoutwardzalnych.

W literaturze mozna znalez¢ wiele dwusktadnikowych kompozycji $wiattoczutych zawierajgcych
w swym skiadzie absorber promieniowania i donor elektronu. Jako absorbery promieniowania (fotoini-
cjatory) w kompozycjach tych stosuje sie barwniki ksantenowe, akrydynowe, triazynowe, cyjaninowe,
fluorony, fenazyny czy kamforochinon. Donorami elektronéw (koinicjatorami) sg natomiast aminy aro-
matyczne lub alifatyczne, czwartorzedowe sole boru, karboksylany czy sulfoniany. Np. bardzo dobre
wydajnosci fotoinicjowania polimeryzacji uzyskano stosujgc tionine, réz bengalski, eozyne Y, erytrozy-
ne, ryboflawine jako fotoinicjatory i koinicjatory, takie jak kwas tiofenoksyoctowy, kwas fenoksyoctowy,
czy N-fenyloglicyna.

Wsrod réznych systemow fotoinicjujgcych stosowanych w fotoinicjowanej polimeryzacii,
w dwusktadnikowych kompozycjach opartych na barwnikach jako absorberach promieniowania
mozna rowniez znalez¢ difluorobory typu NBF2N. Sg to pochodne difluoroboranowe dipyrome-
tanéw, w ktorych grupa BF2 zlokalizowana jest pomiedzy atomami azotu. Zwigzki te sg stosowane
w kompozycjach fotoinicjujgcych w obecnosci soli jodoniowych, triazyn czy amin jako kognicja-
toréw.

Znane kompozycje fotoinicjujace polimeryzacje charakteryzujg sie ograniczong trwatoscig
ciemng gotowych mieszanin polimeryzujgcych jak np. barwniki ksantenowe oraz ograniczong mozli-
woscig stosowania tylko w bardzo cienkich warstwach, np. barwniki cyjaninowe.

Wedlug istotnych cech wynalazku kompozycja charakteryzuje sie tym, ze zawiera absorber
promieniowania difluorobor typu NBF20 o wzorze ogélnym 1, bedacy odpowiednio pochodng pirydy-
ny, chinoliny, izochinoliny i fenantrydyny. Barwniki te majg budowe niesymetryczng (w przeciwienstwie
do pyrometanéw), a grupa BF: zlokalizowana jest pomiedzy atomami azotu i tlenu.

Kompozycja wedlug wynalazku ma duzg trwatos¢ w czasie przechowywania, a podczas naswie-
tlania charakteryzuje sie szybkim przebiegiem polimeryzacji z czutoscig poréwnywalng do komercyj-
nych kompozycji. Zastosowane difluorobory majg szerokie pasmo absorpcji Swiatta, co umozliwia
stosowanie réznych rodzajéw zrédet promieniowania, w tym lamp stosowanych w stomatologii. Po-
nadto kompozycja wedlug wynalazku zawiera absorber promieniowania o stezeniu okoto 200 razy
mniejszym od stezenia kamforochinonu.

Przyktad |

Monomerowg kompozycje o grubosci warstwy 3 mm zawierajgcg 0,9 ml triakrylanu 2-etylo-2-
-(hydroksymetylol)-1,3-propanodiolu (TMPTA), 0,1 ml y-butyrolaktonu, donor elektronu sél tetramety-
loamoniowg fenylotrietyloboranu o stezeniu 7,5x10-23 mol-dm- i difluorobor typu NBF20 bedacy po-
chodng pirydyny o stezeniu 1x10-% mol-dm-2 naswietlano promieniowaniem 408 nm emitowanym przez
laser argonowy o natezeniu 64 mW/cm?2. Po kilku sekundach obserwuje sie zestalenie ciektej kompo-
zycji w szklisty polimer.

Przyktad Il

Monomerowg kompozycje o grubosci warstwy 1 mm zawierajgcg 0,9 ml triakrylanu 2-etylo-2-
-(hydroksymetylol)-1,3-propanodiolu (TMPTA), 0,1 ml y-butyrolaktonu, donor elektronu sdl tetramety-
loamoniowg fenylo-trietyloboranu o stezeniu 7,5x10 mol-dm-2 i difluorobor typu NBF20 bedacy po-
chodng izochinoliny o stezeniu 1x102% mol-dm- naswietlano promieniowaniem 473 nm emitowanym
przez laser argonowy o natezeniu 100 mW/cm?2. Po kilku sekundach obserwuje sie zestalenie ciektej
kompozycji w szklisty polimer.

Przyktad Il

Monomerowg kompozycje o grubosci warstwy 1 mm zawierajgcg 0,9 ml triakrylanu 2-etylo-2-
-(hydroksymetylol)-1,3-propanodiolu (TMPTA), 0,1 ml y-butyrolaktonu, donor elektronu sdl tetramety-
loamoniowg fenylo-trietyloboranu o stezeniu 7,5x103 mol-dm-3 i difluorobor typu NBF20 bedacy po-
chodng chinoliny o stezeniu 1x10% mol-dm-= naswietlano promieniowaniem 488 nm emitowanym
przez laser argonowy o natezeniu 100 mW/cm?2. Po kilku sekundach obserwuje sie zestalenie ciektej
kompozycji w szklisty polimer.

Przyktad IV

Monomerowg kompozycje o grubosci warstwy 1 mm zawierajgcg 0,9 ml triakrylanu 2-etylo-
-2-(hydroksymetylol)-1,3-propanodiolu (TMPTA), 0,1 ml y-butyrolaktonu, donor elektronu sél tetrame-
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tyloamoniowg fenylo-trietyloboranu o stezeniu 7,5x10-2 mol-dm-3 i difluorobor typu NBF20 bedacy po-
chodng fenantrydyny o stezeniu 1x10-3 mol-dm- naswietlano promieniowaniem 488 nm emitowanym
przez laser argonowy o natezeniu 100 mW/cm?2. Po kilku sekundach obserwuje sie zestalenie ciektej
kompozycji w szklisty polimer.

Zastrzezenie patentowe
1. Kompozycja fotoinicjujaca polimeryzacje, znamienna tym, ze zawiera absorber promienio-

wania difluorobor typu NBF20 o wzorze ogdéinym 1, w ktérym azot, przez ktory tworzy sie
wigzanie z grupg BF2 pochodzi odpowiednio z pirydyny, chinoliny, izochinoliny i fenantrydyny.

Rysunek
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